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Sposéb otrzymywania powloki na szkle odbijajacej promieniowa-
nie podczerwone

. 1

Przedmiotem wynalazku jest sposéb etrzymywania na
szkle powloki odbijajacej promieniowanie podczerwone.

Znany spos6b otrzymywania powloki na szkle, odbija-
jacej promieniowanie podczerwone polega na reaktywnym
rozpylaniu metali tworzacych segmentowa katode, pod
ktérg umieszczona jest szklana plyta przesuwana na rolkach
z predkoscia okolo 10 mm/sek. Powierzchnia katody utwo-
rZona jest z trzech czegdci, pokrytych kolejno stopem cyny
z 5% wagowymi antymonu, zlotem i ponownie stopem
cyny z 5% wagowymi antymonu. Dlugosci poszczeg6lnych
cz¢éci powierzchni katody, mierzone w kierunku przesu-
wania si¢ szklanej plyty, odpowiadaja stosunkowi liczb
7:3:25.

Wadg dotychczasowego sposobu jest to, Ze nie mozna
uzyska¢ zmiany barwy powloki w $wietle odbitym w spo-

" s6b powtarzalny, poniewaz nie ma mozliwoéci niezaleznego
kontrolowania grubo$ci poszczegélnych warstw. W znanym
sposobie bowiem grubo$¢ poszczegélnych warstw a tym
samym przepuszczalno$§¢ powlok, ustala si¢ przez dobér
szeroko$ci poszczegblnych segmentéw katody metoda
-do$wiadczalng. )

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu,
‘ktéry pozwalalby zmienié stopied przezroczystosci powloki
i jej zabarwienie w $wietle odbitym bez Kkoniecznos$ci
wymiany kafody. .

Istota wynalazku polega na reaktywnym rozpylaniu
metali tworzacych katode, pod ktéra umieszczona plyta
szklana przesuwa si¢ ze staly predkoscia. Katoda utworzona
jest z trzech segmentéw odizolowanych elektryeznie od
.siebie i niezaleznie zasilanych wysokim napieciem. Seg-
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menty katody pokryte s3 kolejno: metalem lub stopem
metali tworzacych tlenek w procesie reaktywnego rozpy-
lania, zlotem lub srebrem, ewentualnie ich stopami i po-
nownie metalem lub stopem metali tworzacych tlenek.
Grubo$¢ powloki refleksyjnej reguluje sie, zmieniajac
napiecie na poszczegélnych segmentach, przy czym zmiana
napiecia na skrajnych segmentach katody powoduje zmien-
ng grubo$¢ warstw tlenkowych, od grubosci ktérych zalezy
barwa interferencyjna powloki. Natomiast zmiana napigcia
na §rodkowym segmencie katody powoduje zmiang¢ grubo$ci
warstwy metalicznej, a tym samym przepuszczalno$§é
powloki. Zmiang napiecia zasilania w zakresie od 1000 V
do 2500 V reguluje si¢ zmian¢ przepuszczalno$ci powlok
od 20% do 80%.

Zaleta sposobu, wedlug wynalazku, jest mozliwo$é kon-
trolowania grubos$ci, przezroczystoéci oraz barwy powlok,
bez konieczno$ci wymiapy katody. Interferencyjne zabar-
wienie moze by¢ wybrane z calego zakresu widma od
fioletu do czerwieni. ) :

Przyktad I. Plyta szklana przesuwa si¢ z szybko$cig
100 mm/min. przy czym napigcia zasilania wynosza od-
powiednio U, = 1680 V, U, = 1550 V, U, = 1850 V,
ci$nienie w komorze wynosi 5.10-*Tr, a transmisja 55%,
w wyniku_otrzymuje si¢ w §wietle odbitym, blekitng barwe
interferencyjna.

PrzyktadIl Plyta szklana przesuwa_si¢ z szybko$cig
100 mm/min. przy czym napiecia zasilania wynosza od-
powiednio U, = 1600 V, U, = 1700 V, U, = 1600 V,
ci$nienie w komorze wynosi 5.10-2 Tr, a transmisja 55%,
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w wyniku otrzymuje si¢ w $wietle odbitym purpurowsa

barwe interferencyjng.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb otrzymywania powloki na szkle odbijajacej
promieniowanie podczerwone, polegajacy na reaktywnym
rozpylaniu metali tworzacych katode, pod ktérg jest prze-
suwana plyta szklana, znamienny tym, ze plyt¢ szklang
przesuwa si¢ ze stalg predko$cia pod katoda, utworzong
z trzech segment6w, odizolowanych elektrycznie od siebie
i niezaleznie zasilanych wysokim napieciem, przy czym
segmenty katody pokryte sa kolejno: metalem lub stopem
metali tworzacych tlenek w procesie reaktywnego rozpy-
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lania, zlotem lub srebrem ewentualnie ich stopami i po-
nownie metalem lub stopem metali tworzacych tlenek.

2. Spos6b wedltug zastrz. 1, znamienny tym, ze grubo§¢
powloki refleksyjnej reguluje sie, zmieniajac napigcie na
poszczegblnych segmentach, przy czym zmiana napigcia na
skrajnych segmentach katody powoduje zmian¢ grubosci
warstw tlenkowych, od grubosci ktorych zalezy barwa
interferencyjna powloki, natomiast zmiana napigcia na -
$rodkowym segmencie katody powoduje zmian¢ grubosci
warstwy metalicznej.

3. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze zmiang
napigcia w zakresie od 1000 V do 2500 V reguluje si¢ zmiang¢
przepuszczalnoséci od 20% do 80%.
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